
半導体・液晶製造プロセス用石英ガラス

半導体製造プロセスには、石英ガラス製品の使用が不可欠です。IC→LSI→超LSIと半導体デバ

イスの集積度向上に伴い、石英ガラスには、より高純度と高精度が求められています。また、

300mmウェーハ時代を迎え、石英治具の大型化も進むなど、石英ガラスに対する要求も高度化

しています。

信越石英は、創業当時より、半導体産業の最先端要求を満足させる製品を開発。卓越した加工

技術で製造、販売しています。












